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EMENTA

. Tecnologia de Vácuo, Bombas, medidores, configurações e operação de
sistemas de vácuo.
. Deposição e filmes finos, técnicas de deposição física por vapor
(evaporação e sputtering) e por química vapor (CVD,PACVD e Spray-pirólise).
. Propriedades e caracterização de filmes finos.
. Aplicação de novos materiais na forma de filmes finos.

s da participação da comunidade e como compartilhar o
conhecimento científico com a comunidade. (02h)

. Os projetos de pesquisa na mídia: custos e benefí

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Tecnologia de vácuo, bombas, medidores, configurações e operação de
sistemas de vácuo.
1.1. Teoria cinética dos gases
1.2. Pressão de vapor
1.3. Transporte gasoso. Bombeamento.
1.4. Bombas.
1.4.1. Bombas de deslocamento positivo.
1.4.2. Bombas cinéticas.
1.4.3. Bombas de captura.
1.5. Medidores de vácuo.
1.5.1. Medidores de pressão total.
1.5.2. Medidores por condutividade térmica.
1.5.3. Medidores por Ionização.
1.5.4. Medidores de pressão parcial.
1.6. Sistemas de vácuo.
1.6.1. Materiais e componentes para sistemas de vácuo.
1.6.2. Sistemas com bomba mecânica.
1.6.3. Sistemas com bomba difusora.
1.6.4. Sistemas com bomba turbo-molecular.
1.6.5. Sistemas de ultra-alto-vácuo.
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2. Deposição de filmes finos.
2.1. Deposição física por vapor.
2.1.1. Evaporação.
2.1.2. Pulverização catódica.
2.1.3. Processos híbridos.
2.2. Deposição química por vapor.
2.2.1. Tipos de reação.
2.2.2. Cinética de crescimento.
2.2.3. Processos CVD.
2.2.4. CVD assistido por plasma.
2.2.5. Spray-pirólise.

3. Caracterização de filmes finos.
3.1. Caracterização elétrica.
3.2. Caracterização ótica.
3.3. Carcaterização estrutural.
3.4. Outros tipos de caracterização.

4. Aplicação de novos materiais na forma de filmes finos.
4.1. Filmes tipo diamante.
4.2. Supercondutores com temperatura crítica elevada.
4.3. Dispositivos óticos.
4.4. Materiais com "band-gap" engenheirado.
4.5. Outras aplicações.
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